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Ces dernières années, le dépôt de couches minces par ALD est devenue une des techniques de référence

pour la passivation de la face dopée p des cellules solaires à base de silicium cristallin. Pour la face arrière, la
couche  de  passivation  doit  être  gravée  périodiquement  pour  la  formation  du  contact  avec  la  couche
d'aluminium. Des méthodes de gravure simples peuvent être employées, telles que la gravure laser. Il est
possible  de  réduire  davantage  les  coûts  de  fabrication  en  déposant  des  couches  minces  présentant
directement les motifs souhaités. Ce type de procédé est semblable à de l'« impression de couches minces ».

Nous  présentons  ici  un  nouveau  concept  d'imprimante  de  couches  minces,  développé  par  EnHelios
NanoTech, basée sur l'ALD spatial et permettant de réaliser des motifs de résolution inférieure à 100 µm.
Cette imprimante a été réalisée en miniaturisant les têtes de dépôt utilisées classiquement en ALD spatial. La
machine développée présente une surface de dépôt de 156 mm x 156 mm (dimensions standards des wafers
solaires) où des empreintes de gaz particulières sont projetées pour former le motif souhaité. Cette propriété
nécessite un contrôle précis de la distribution des gaz. Le principe de l'ALD spatial est employé pour réaliser
le dépôt tout en ajustant les dimensions et la position des motifs.

Le procédé permet de réaliser des couches sous forme de bandes périodiques laissant des ouvertures de
largeur  ajustable  pour  la  formation  du  contact  électrique.  Les  premiers  tests  réalisés  ont  démontré  la
projection  d'empreintes  de  gaz  suffisamment  précises  sur  toute  la  surface  du  substrat  (Figure  1).  Nous
présenterons les derniers résultats obtenus avec cette imprimante.

Figure 1 : (a) Photographie d'empreintes d'oxygène en bandes. (b) Profil optique des bandes d'oxydation.
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